
























































































专利名称(译) 具有取代的蒽环结构和吡啶并吲哚环结构的化合物，以及有机电致发光器件

公开(公告)号 US8748014 公开(公告)日 2014-06-10

申请号 US13/509434 申请日 2010-11-10

[标]申请(专利权)人(译) 保土谷化学工业株式会社

申请(专利权)人(译) HODOGAYA化学有限公司.

当前申请(专利权)人(译) HODOGAYA化学有限公司.

[标]发明人 YOKOYAMA NORIMASA
HAYASHI SHUICHI
KASE KOUKI
OHKUMA HIROSHI
TAKAHASHI EIJI
KANDA DAIZOU

发明人 YOKOYAMA, NORIMASA
HAYASHI, SHUICHI
KASE, KOUKI
OHKUMA, HIROSHI
TAKAHASHI, EIJI
KANDA, DAIZOU

IPC分类号 H01L51/54

CPC分类号 C07D471/04 H01L51/0058 H01L51/0067 H05B33/14 H01L51/0072 C09K2211/1029 H01L51/5012 
C07D519/00 C09K11/06

审查员(译) CLARK，GREGORY

优先权 2009258613 2009-11-12 JP

其他公开文献 US20120228598A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本发明涉及具有取代蒽环结构和吡啶并吲哚环结构的化合物，其由下列
通式（1）或下述通式（2）表示;有机电致发光器件，具有一对电极和至
少一个插入其间的有机层，其中具有取代的蒽环结构和吡啶并吲哚环结
构的化合物，由下列通式（1）或下列通式表示式（2）中，使用上述至
少一种有机层作为构成材料。
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